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前言

随着精细化工的发展，各种工业添加剂对提高产品质量和扩展产品性能有着越来越重要的作用。
我国许多工业产品质量与国外知名产品的差距并不在于缺少主要原料，而在于缺少高性能的添加剂。
添加剂能赋予产品特殊性能、延长使用寿命、扩大适用范围、提高加工效率、提升产品质量和档次。
添加剂产品的技术进步，影响着许多产业，尤其是化工、轻工、电子、纺织、石油、食品、饲料、建
筑材料和汽车等产业的发展。
添加剂又称助剂，是工业材料和产品在加工和生产过程中为改善加工性能和提高产品性能及使用质量
而加入药剂的总称。
添加剂品种多，产量少，作用大，具有特定功能，附加价值高，广泛用于各种工业生产中，对提高生
产效率、改善产品性能、提升产品质量具有极其重要的作用。
添加剂的种类繁多，相关的作用机理、生产应用技术也很复杂，全面系统地介绍各类添加剂的品种、
性能、生产原理、生产工艺、质量标准和应用技术，将对促进我国工业添加剂的技术发展、推动精细
化工产品技术进步、加快我国工业产品的技术创新和提升工业产品的国际竞争力，以及满足国内工业
生产的应用需求和适应消费者需要都具有重要意义。
在中国石化出版社的策划和支持下，我们组织编写了这套《工业添加剂生产与应用技术丛书》。
本书为电子与信息化学助剂分册，全书在编写过程中参阅和引用了大量国内外专利及技术资料，书末
列出了参考文献，部分产品中还列出了相应的原始研究文献，以便读者进一步查阅。
值得指出的是，在进行电子及信息化学助剂产品的开发生产中，应当遵循先小试、再中试，然后进行
工业性试产的原则，以便掌握足够的生产经验。
同时，要特别注意生产过程中的防火、防爆、防毒、防腐蚀及环境保护等有关问题，并采取有效的措
施，以确保安全顺利地生产。
本书由韩长日、宋小平主编，参加本书编写的有韩长日、宋小平、郭圣荣、文丽君、王天山、莫峥嵘
。
本书在选题、策划和组稿过程中，得到了中国石化出版社、国家自然科学基金项目（20562004）、上
海市重点学科建设项目（P1402）、海南师范大学和上海工程技术大学的资助和支持，许多高等院校、
科研院所的同仁提供了大量的国内外专利和技术资料，在此，一并表示衷心的感谢。
由于我们水平所限，错漏和不妥之处在所难免，欢迎广大同仁和读者提出意见和建议。
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内容概要

本书介绍了电子特种气体、超净高纯试剂、电子元器件用化学品、液晶材料、光刻胶及电子工业用涂
料、电致发光和电致变色材料、磁性记录材料、影像用化学品和其他电子及信息化学助剂共426种电子
及信息化学助剂的生产与应用技术。
对每类电子及信息化学助剂的应用类型，品种、基本性能及生产发展趋势进行了简要概述，对各种电
子及信息化学助剂产品的性能、生产原理、工艺流程、主要原料、生产工艺、质量标准、用途、安全
与储运等都作了全面而系统的阐述。
    本书对于从事电子及信息化学助剂研究开发和精细化工品研制开发的科技人员、生产人员，以及高
等院校应用化学、精细化工等专业的师生都具有参考价值。
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章节摘录

插图：4.操作工艺（1）硅溶胶制备（三种方法）①浓缩法将平均直径在15～25nm的二氧化硅盐酸溶液
投入恒温蒸发锅中作基液，在恒温下蒸发并不断滴加硅酸钠。
二氧化硅颗粒逐渐长大到所需粒径，用这种方法制得的硅溶胶含钠量高，稳定性差。
②常压法以4％硅酸钠作基液，加入通过阳离子交换树脂处理pH为3.0～3.5，含量为3％一4％的工业硅
酸钠溶液，滴加硅酸钠溶液至pH为9-10，12h后即得15～25nm的硅溶胶。
③加压法将二氧化硅含量30％、颗粒直径8～10nm的硅溶胶投入高压釜，充氮气使压力升至1.96MPa，
再升温至压力达2.94～3.43MPa，2h后，冷却、放料，也可得到15-25nm的硅溶胶。
（2）添加剂的制备用环氧乙烷和乙二胺在醇溶液中制成乙二胺，特点是羟基的亲水性和胺基的碱性
均有利于抛光的速度和质量。
其沸点高、难挥发、稳定性及水溶性都很好，可稳定抛光液的颗粒分散性和悬浮性。
（3）抛光液的配制
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编辑推荐

《电子与信息化学助剂生产与应用技术》为电子与信息化学助剂分册，全书在编写过程中参阅和引用
了大量国内外专利及技术资料，书末列出了参考文献，部分产品中还列出了相应的原始研究文献，以
便读者进一步查阅。
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